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 هطخصات دستگاُ 
 

 

 دستگاه شخصاتم 1

تطثیك هاسىی  ایّْدستگاسزی یي اٍل  DMA-100هذل تطثیك هاسه  ْایدستگاّ

تَاى تزای تطثیك هاسه ٍ هی ایي دستگاُ اس .تِ صَرت رٍهیشی ساختِ ضذُ است.است وِ 

ٍات  011ًَر هاٍراتٌفص تا تَاى ّا در ایي دستگاُ وزد.هیىزٍى استفادُ  4-2ًوًَِ تا دلت 

 تىار رفتِ است.تزای ًَردّی ًوًَِ 

تَاى ًوًَِ را تَسط هیىزٍهتزّا خاتدا وزد تا فزایٌذ تطثیك صَرت خذیزد، ای وِ هیهحذٍدُ

ٍ تزای گزدش  تزاتز   Z، تزای هحَر  تزاتز  X  ٍYتزای هحَرّای 

ّای فَق تز اساس رًٍذ هعوَل در طزاحی ٍ فاصلِ ّای . تاسُاست  اتز ًوًَِ تز

ّای تعزیف ضذُ فَق، تَاى تا خاتدایی ًوًَِ در تاسُاًذ. هعوَلا هیّا اًتخاب ضذُالایي هارن

عول تطثیك تیي هاسه ٍ ًوًَِ را اًدام داد. وارتزاى تَخِ داضتِ تاضٌذ وِ تزای تطثیك 

تز ًوًَِ ٍ هاسه تْتز است لثل اس ضزٍع وار، تا استفادُ اس هیىزٍهتزّا، دلیكآساى تز ٍ 

ًگْذارًذُ ًوًَِ را تِ ٍسط )هثذا هختصات( هٌتمل ًوایٌذ تا تتَاًٌذ در ّز طزف هثثت یا 

 هٌفی تیطتزیي فاصلِ خاتدایی را در اختیار داضتِ تاضٌذ. 

 



 

 

طزاحی ّوِ دستگاّْای تطثیك هاسه تِ گًَِ ای است وِ وارتزاى لادر تِ استفادُ ٍیفز تا 

خارج، ًگْذارًذُ تَلیذ ّای هختلف ّستٌذ. هعوَلا در دستگاّْای تطثیك هاسه اًذاسُ

ت اًذ ٍلی تا تَخِ تِ هطىلاایٌچ طزاحی ضذُ چْار وًَِ تزای ٍیفزّای تا اًذاسُ استاًذاردً

ّای تَلیذی هحمماى داخلی در استفادُ اس ٍیفز ٍ هحذٍدیت اًذاسُ ٍیفزّا، طزاحی دستگاُ

ّای هختلف را تزاحتی تَاى ٍیفزّای تا اًذاسُای اًدام ضذُ است وِ هیایي ضزوت تِ گًَِ

ّایی تز رٍی خعثِ وٌتزل ولیذًْا را تطثیك داد. تزای ایي هٌظَر آداد ٍ  در دستگاُ لزار

تَاًذ ٍیفزّای تا ًوایذ وِ وارتز هیاست وِ ایي لاتلیت را فزاّن هی ُدادُ ضذ زاردستگاُ ل

 ى لزار دّذ. ّوچٌیي تزای ایٌىِآایٌچ را در 3ٍ،0،2یا اًذاسُ ّای  3، 0، 5/1اًذاسُ ّای 

ّای هاسه تا ّای هتفاٍت تاضٌذ، ًگْذارًذُوارتزاى لادر تِ استفادُ اس هاسىْای تا اًذاسُ

ساسد تا اس هاسه ّای تا وِ وارتز را لادر هی ذثاضهیهتفاٍت در ایي دستگاُ هَخَد  اتعاد

تٌْا وافی است وارتز تز اساس اًذاسُ هاسه  استفادُ وٌذ.ایٌچ ًیش  3ٍ  2، 0اًذاسُ ّای 

ٍ هاسه خَد را  است را تىار تزد سىی وِ در دستگاُ هَخَدخَد، یىی اس ًگْذارًذُ ّای ها

 تفزستذ.  Stageٍ تِ داخل  دادُ در آى لزار

ایٌچ تغییز وٌذ، دستگاُ تِ  3تَاًذ اس اًذاسُ ّای وَچه تا هیتَخِ تِ ایٌىِ سطح ٍیفزّا تا 

ایٌچ را داراست. تزای  4ای طزاحی ضذُ است وِ لاتلیت ًَردّی سطحی تا لطز گًَِ

استفادُ ضذُ  231دیدیتال تا تشرگٌواییی هطاّذُ سطح هاسه یا ًوًَِ اس هیىزٍسىَج 

اس هیشاى اًحزاف دستِ خَی استیه اس حالت تز اس یىزٍسىَجهسزعت خاتدایی است. 

یه هٌحزف ضَد، لسوت اختیه تسات است. در ّز خْتی وِ دستِ خَیتعادل )هزوش( هتفاٍ

-وٌذ ٍ سزعت حزوت ًیش تا افشایص هیشاى اًحزاف دستِ خَیتِ ّواى خْت حزوت هی

وتی اس ّز یاتذ. درصَرتی وِ لسوت اختیه تِ اًتْای هحذٍدُ هداس حزاستیه، افشایص هی

طزف تزسذ، دستگاُ تطَر اتَهاتیه اخاسُ خاتدایی تیطتز تِ آى ًوی دّذ. سزعت حزوت اس 

1 mm/S  5تاmm/S  ِتز اساس هیشاى اًحزاف دستِ خَی استیه، لاتل تغییز است. الثت

هی تَاى تا ضزتِ ّای وَچه ٍ ظزیف تِ دستِ خَی استیه، تاعث خاتدایی چٌذ هیىزًٍی 

  زدیذ.لسوت اختیه ًیش گ

 

 



 

 

Technical data: Desktop Mask Aligner 

1-2-3 inch Sample size (inch) 

1-2-3 Mask size (inch) 

365–400nm wavelength 

Exposure System 
UV-100 power 

4 inch Beam size 

3µm Minimum Feature size 

85*65 
Maximum Mask size 

mm×mm 

1-2-4 inch 
Vacuum chunk for samples  

Auto Mask holding mechanism   

Manual Sample loading mechanism   

Semi-auto Lithography process 

TSA Alignment methods 

2um XY- alignment stage resolution 

80*80 Scanning movement 

XY(mm*mm) 

12.5± X 

Alignment  range 
12.5± Y 

25± Z 

15 deg± Ѳ 

80*80 
Fullfield 

XY(mm*mm) 
TSA microscope stage (joystick) 

1-5 mm/s 
scanning  speed 

(Joystick) 

 

 



 

 

 تطبیق ماسک و نمونه 
 

 تطبیق ماسک و نمونه  2

در ایي . است ٍ ًَردّی ًوًَِوًَِ اس یه طزف ٍظیفِ اصلی ایي دستگاُ تطثیك هاسه ٍ ً

 . تخص ًحَُ وار تا دستگاُ خْت تطثیك تَضیح دادُ خَاّذ ضذ

 

 طبیق ماسک  و نمونه از بالات 2-1

ُ تا استفادُ اس دٍرتیي دیدیتال تا لذرت در ایي دستگاتزای تطثیك هاسه ٍ ًوًَِ اس تالا 

 وِ تِ تزتیة سیز صَرت هی گیزد: تزاتز استفادُ هی ضَد 231گٌوایی تشر

 

 دستگاُ اس طزیك ولیذ  رٍضي وزدىON/OFF 

 خزٍج ًگْذارًذُ هاسه تا استفادُ اس فطزدى دووِ آسادساس ًگْذارًذُ هاسه 

  تٌظین هیىزٍهتزّایX ،Y  ٍrotation  ًگْذارُ ًوًَِ تطَریىِ وِ ّز یه در

 ٍسط هحذٍدُ هداس لزار گیزد.

  ًَِتطَر هٌاسة تز رٍی ًگْذارًذُ ًوًَِلزار دادى ًو 

  خلا ٍولیذ رٍضي ًوَدى خوحSample ًَِهتٌاسة تا اًذاسُ ًو 

  لزار دادى هاسه تطَر هٌاسة تز رٍی ًگْذارًذُ هاسه ٍ رٍضي وزدى ولیذ

Mask-Vac 

 لزار دادى ًگْذارًذُ هاسه در هحل خَد ٍ حزوت آى تا اًتْا 

 هطاّذُ  ٍی هاًیتَرروِ تتَاى طزح هاسه را  اًحزاف خَی استیه تِ ضىلی

 وزد.



 

 

 .تٌظین ارتفاع لسوت اختیه تطَریىِ طزح هاسه تَضَح دیذُ ضَد 

  011ون وزدى فاصلِ هاسه ٍ لٌش اختیه تِ اًذاسُ هَرد ًظز )هعوَلا حذٍد 

 .هیىزٍسىَج ز رٍیت Fineتٌظین هیىزٍى( تا استفادُ اس 

  ِتالاتزدى هلاین ًوًَِ تا دووProximity  ِتا خایی وContact  تزلزار ًطَد

 ٍلی سطح هاسه ٍ ًوًَِ ّز دٍ تَضَح دیذُ ضًَذ.

  استفادُ اس هیىزٍهتزّایX ،Y  ٍRotation  تزای خاتدایی ٍ تٌظین هَلعیت

 ًوًَِ.

  ًَِتطثیك واهل هاسه ٍ ًو 

  تطثیك تطَر ّوشهاى تا تزلزاری تالا تزدى ًوًَِ تِ آراهی ٍContact  

  درصَرتی وِ تواس ٍ تطثیك در ٍضعیت هٌاسة ًیست، تىزار هزاحل تالا تا

 رسیذى تِ تطثیك هٌاسة.

  تار تا استفادُ اس فطار سٌح  5تزاتز یاتیطتز اس اطویٌاى اس فطار تاد ٍرٍدی

 دستگاُ.

 ل ٍ فزهاى.تٌظین سهاى ًَردّی تز رٍی تایوز هَخَد تز خعثِ وٌتز 

  ِفطار دووSTART .اس خعثِ وٌتزل 

 ًَُردّی اتَهاتیه ًوًَِ تَسط لاهح دستگا 

  داخل رفتي لاهح ٍ اتوام هزاحل 

تار تاضذ. در فطارّای ووتز هوىي است  8تا  5دلت داضتِ تاضیذ وِ فطار تاد ٍرٍدی حتوا 

است تاعث تَلف عول ًَردّی اًدام ًگزدد. ّوچٌیي افت فطار تاد در حیي ًَردّی هوىي 

فزایٌذ ًَردّی ٍ ًالص هاًذى آى گزدد. ایي هَرد خصَصا سهاًی اتفاق هی افتذ وِ تاد 

ٍرٍدی دستگاُ تزای هصارف دیگزی ًیش استفادُ ضذُ تاضذ تطَریىِ تاعث افت فطار سیاد آى 

 گزدد.

ص در ٌّگام ًَردّی اس ًگاُ وزدى تِ ًوًَِ ٍ هاسه خَدداری گزدد سیزا اضعِ هاٍرا تٌف

 هَخَد تزای چطن خطزًان است.

ًگْذارًذُ هاسه آساد تا سهاًی وِ ًگْذارًذُ ًوًَِ تطَر واهل تِ خاییي هٌتمل ًطذُ تاضذ، 

 ًطَد. 


